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Inventia se refera la un procedeu de obtinere a agentilor de mascare si protectie a
metalelor supuse uzinajului chimic, pe baza de solutii de bloc-copolimeri stiren-butadienici
SBS si dibloc-copolimeri stiren-butadienici BS, in solventi clorurati neinflamabili.

Se cunoaste, din brevetul GB 1196204, o metoda de gravare a articolelor de metal,
care include etapele de mascare a portiunilor selectate de metal cu un strat aderent dintr-o
compozitie de mascare, constituitd dintr-un bloc-copolimer stiren-butadiena in raport de
40:60 pana la 20:80 si avand cel putin un bloc de polistiren de lungime suficienta, pentru ca
bloc-copolimerul sa aiba o temperatura de tranzitie vitroasa de pana la 50°C si cel putin un
bloc de polibutadiena de lungime suficient de mare, incat bloc-copolimerul sa prezinte o
temperatura de tranzitie vitroasa sub -50°C si cel putin 2 parti de a-metil stiren, compozitia
polimerica fiind dizolvata pentru aplicare intr-un solvent organic in proportie de 5 pana la
25%. De asemenea, brevetul EP 0517983 A1 descrie o compozitie de mascare pe baza de
apa, constituita dintr-o emulsie de cauciuc stiren-butadienic, o emulsie de cauciuc neoprenic
si 0 sare de amoniu a unui polimer acrilic, prin aplicarea careia se obtine un film cu
proprietati foarte bune. Brevetele US 4247361, 7122079, 7282240, 7510978, 7560038
descriu diferite compozitii de mascare pe baza de rasini depuse sub forma de film pe
suprafetele metalice.

Produsele destinate mascarii metalelor in vederea uzinarii chimice sunt, de regul3,
solutii de polimeri cu diferite adaosuri de aditivi, pentru reglarea viscozitatii $i de umpluturi
organice sau minerale, pentru modelarea aderentei la metale si a elasticitatii peliculei
depuse. Din dozajul diferit al acestor materiale, acompaniat de varierea naturii Si
concentratiei solventului, se ajunge in final la reteta optima a produsului de mascare, care
trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

- sa formeze o peliculd continud, uniformd, fara incluziuni de aer pe intreaga
suprafatd depusa pentru mascarea reperului metalic;

- pelicula polimerica trebuie sa prezinte o adezivitate controlatad intre anumite limite,
astfel incat nu trebuie sa aiba valori foarte mari, pentru ca dupa imprimarea modelului prin
taiere, partea ce trebuie decupata sa poata fi desprinsa fara mari dificultati. Totusi, se cere
o buna aderenta, pentru ca pelicula rdmasa in urma decupérii s& protejeze perfect si
permanent metalul acoperit, in timpul transportului, manevrarii i efectuarii uzinajului chimic;

- pelicula depusa trebuie sa prezinte o elasticitate controlatd, adecvata scopului
propus, nu foarte ridicatd, pentru a nu conduce la deformari in timpul imprimarii modelului
prin taiere, dar cu valori medii capabile sa-i asigure 0 buna stabilitate dimensionala, care sa
preintimpine deformarea acesteia pe parcursul transportului reperelor si al uzinajului chimic.
Solutia de mascare nu trebuie sa prezinte fenomenul de variere a concentratiei pe verticala,
in baile de depunere pe reperele metalice, pentru a nu schimba grosimea si compozitia
peliculei depuse, ceea ce ar produce dificultati la sablonare, cu influente negative asupra
calitatii.

Conform acestor cerinte, se recomanda ca proprietatile solutilor de mascare sa
prezinte o viscozitatea cinematica la 25°C (Zahn, cupa 5): 30...50 s.

Pelicula de mascare depusa din aceasta solutie prezintd urmatoarele proprietati:

- rezistenta la tractiune: minimum 5 Mpa;

- alungirea la rupere: minimum 300%;

- rezistenta la jupuire: minimum 2,5 daN/25 mm.

Agentul de mascare se utilizeaza si pentru realizarea de pelicule protectoare pentru
cuvele si sistemul de prindere si sustinere al reperelor supuse operatiunilor de galvanizare
(nichelare, cadmiere, zincare, argintare etc.).
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De reguld, un agent de mascare are in compozitie trei componente: componenta
elastomera, componenta ranforsanta si solventul.

Drept componenta elastomera a agentului de mascare, se utilizeaza cauciucul natural
si o serie de cauciucuri sintetice: cauciuc stiren-butadienic (SBR), polibutadienic (BR), nitrilic
(NBR), policloroprenic, siliconic etc. Utilizarea acestor cauciucuri in producerea agentilor de
mascare prezintd dezavantajul cd dupa depunerea peliculei de mascare este necesara
vulcanizarea acesteia, faza consumatoare de energie si de materialele componente ale
retetei de vulcanizare cum ar fi peroxizi, sulf i diversi agenti de vulcanizare.

Problema tehnica pe care o rezolva inventia consta in obtinerea unei pelicule de
agent de mascare cu o rezistenta foarte buna, eliminand etapa de vulcanizare clasica.

Procedeul de obtinere a agentilor de mascare si protectie a metalelor supuse
uzinajului chimic, pe baza de solutii de bloc-copolimeri gi dibloc-copolimeri stiren-butadienici,
conform inventiei, inlaturd dezavantajele mentionate, prin aceea ca se dizolva sub agitare
continua un amestec de 100 parti bloc-copolimer stiren-butadienic stelat cu un continut de
30,3% polistiren, avand masa moleculara de 180000 g/mol, si 50...60 parti, preferabil 55 parti
de dibloc-copolimer stiren-butadienic cu un continut de 70% polistiren, avand masa
moleculara selectata dintre 80000 si 100000g/mol, in tetracloretilena, pana la o concentratie
de 8,5...8,6%.

Componenta elastomerica pentru obtinerea agentului de mascare este bloc-
copolimerul stiren-butadienic (SBS), care nu necesitd vulcanizare, acesti elastomeri
prezentand o reticulare fizica virtuala, datorita structurii secventiale a blocurilor componente,
incompatibile din punct de vedere termodinamic. Lipsa fazei de vulcanizare, in cazul utilizarii
bloc-copolimerilor stiren-butadienici, in producerea agentului de mascare, conduce la
avantaje economice, agentul de vulcanizare avand un pret de cost mai redus, prin eliminarea
materialelor componente ale retetei de vulcanizare. Utilizatorul are avantajul scurtérii timpului
de mascare cu minimum 3 h, prin eliminarea fazei de vulcanizare.

Utilizarea bloc-copolimerilor stiren-butadienici in locul altor elastomeri pentru
obtinerea agentilor de mascare prezinta si alte avantaje:

- bloc-copolimerii stiren-butadienici prezintd o solubilitate mai mare in solventi
clorurati (peste 35% in perclorelilena), in comparatie cu alti elastomeri;

- bloc-copolimerii stiren-butadienici formeaza, din solutie, pelicule uniforme si
aderente pe suprafetele metalice a caror elasticitate poate fi in mare masura reglata,
conform necesitatilor, din compozitia lor, prin varierea raportului dintre componenta
polistirenica rigida si componenta polibutadienica elastica;

- dupa efectuarea operatiunilor de decupare si uzinaj chimic, peliculele de mascare
se recupereaza si prin dizolvare in solventul clorurat se reface cu ugurintd solutia de
mascare, asigurandu-se reciclarea sistemului de protectie, practic fara pierderi de deseuri
tehnologice, eliminandu-se poluarea mediului. in cazul peliculelor vulcanizate, reciclarea nu
este posibila datorita insolubilitatii peliculelor.

Componenta ranforsanta a agentului de mascare poate fi mineralé sau organica:
silicati, argile, talc, diferite rasini sintetice. Un dezavantaj major al utilizarii acestor materiale
de ranforsare il constituie incompatibilitatea sau compatibilitatea limitatd a acestora cu
componenta elastomerica, fapt ce conduce la separarea (depunerea) ranforsantilor,
fenomenul fiind amplificat de diferenta de densitate, de regulda mai mare decat a
elastomerilor. Aceasta separare a fazelor componente din solutia de mascare conduce la
aparitia unui gradient de densitate si de concentratie pe verticald, in baile de mascare. in
acest caz, peliculele de mascare depuse pe reperele metalice, in special, pe cele de
dimensiuni mai mari, prezintd variatii nedorile atat ale grosimii, cat si ale compozitiei,
fenomen perturbator in realizarea sablonarii precise a modelului de uzinat si a desprinderii
uniforme a portiunilor de pelicula care trebuie decupata.
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Inventia de fata inlatura acest dezavantaj, prin utilizarea ca material ranforsant a unui
dibloc-copolimer stiren-butadienic cu continut ridicat de polistiren, care prezinta o densitate
apropiata de a acestora, si are o buna compatibilitate cu bloc-copolimerii stiren-butadienici.

Se prezinta, in continuare, 3 exemple nelimitative de realizare a inventiei.

Exemplul 1. intr-un recipient cu capacitatea de 1,5 |, prevazut cu agitare, se introduc
1600 g de tetracloretilend, 100 g de bloc-copolimer stiren-butadienic stelat cu un continut de
30,3% polistiren, avand masa moleculara de 180000 g/mol, 50 g de dibloc-copolimer stiren-
butadienic cu un continut de 70% polistiren, avand masa moleculara de 80000 g/mol si 1,5
g de antioxidant 2,6-ditert-butil-4-melilfenol. Amestecul se agita pana la dizolvarea completa
a componentilor, obtinandu-se solutia de mascare care are urmatoarele proprietati:

- Viscozitatea cinematica la 25°C (Zahn, cupa 5): 38...42 s;

- Continut in solide: 8,5...8,6%.

Pelicula de mascare depusa din aceasta solutie prezintd urmatoarele proprietati:

- Rezistenta la tractiune: minimum 7,2 Mpa;

- Alungirea la rupere: minimum 650%;

- Rezistenta la jupuire: minimum 4,4 daN/25 mm.

Exemplul 2. intr-un recipient cu capacitatea de 1,51, prevazut cu agitare, se introduc
1655 g de tetracloretilend, 100 g de bloc-copolimer stiren-butadienic stelat cu un continut de
30,3% polistiren, avand masa moleculara de 180000 g/mol, 55 g de dibloc-copolimer stiren-
butadienic cu un continut de 70% polistiren, avand masa moleculara de 80000 g/molsi1,5g
de 2,6-ditert-butil-4-metilfenol. Amestecul se agitd pana la dizolvarea completd a compo-
nentilor, obtindndu-se solutia de mascare care are urmatoarele proprietati:

- Viscozitatea cinematica la 25°C (Zahn, cupa 5): 36...40 s;

- Continut in solide: 8,5...8,6%.

Pelicula de mascare depusa din aceasta solutie prezintd urmatoarele proprietati:

- Rezistenta la tractiune: minimum 7,0 Mpa;

- Alungirea la rupere: minimum 600%;

- Rezistenta la jupuire: minimum 4,1 daN/25 mm.

Exemplul 3. intr-un recipient cu capacitatea de 1,5 |, prevazut cu agitare, se introduc
1710 g de tetracloretilend, 100 g de bloc-copolimer stiren-butadienic stelat cu un continut de
30,3% polistiren, avand masa moleculara de 180000 g/mol, 60 g de dibloc-copolimer stiren-
butadienic cu un continut de 70% polistiren, avand masa moleculara de 80000 g/molsi1,5g
de 2,6-ditert-butil-4-melilfenol. Amestecul se agitd pana la dizolvarea completd a
componentilor, obtindndu-se solutia de mascare care are urmatoarele proprietati:

- Viscozitatea cinematica la 25°C (Zahn, cupa 5): 33...37 s;

- Continut in solide: 8,5...8,6%.

Pelicula de mascare depusa din aceasta solutie prezintd urmatoarele proprietati:

- Rezistenta la tractiune: minimum 6,6 Mpa;

- Alungirea la rupere: minimum 540%;

- Rezistenta la jupuire: minimum 3,5 daN/25 mm.

Exemplul 4. intr-un recipient cu capacitatea de 1,5, prevazut cu agitare, se introduc
1550 g de tetraclorctilena, 100 g de bloc-copolimer stiren-butadienic stelat cu un continut de
30,3% polistiren, avand masa moleculara de 180000 g/mol, 45 g de dibloc-copolimer stiren-
butadienic cu un continut de 70% polistiren, avand masa moleculard de 100000 g/mol si
1,5 g de 2,6-ditert-butil-4-metilfenol. Amestecul se agitéd pana la dizolvarea completa a
componentilor, obtindndu-se solutia de mascare care are urmatoarele proprietati:

- Viscozitatea cinematica la 25°C (Zahn, cupa 5): 38...42 s;

- Continut in solide: 8,5...8,6%.
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Pelicula de mascare depusa din aceasta solutie prezintd urmatoarele proprietati:

- Rezistenta la tractiune: minimum 7,4 Mpa;

- Alungirea la rupere: minimum 650%;

- Rezistenta la jupuire: minimum 4,6 daN/25 mm.

Exemplul 5. Intr-un recipient cu capacitatea de 1,5 |, prevazut cu agitare, se introduc
1600 g de tetracloretilena, 100 g de bloc-copolimer stiren-butadienic stelat cu un continut de
30,3% polistiren, avand masa moleculara de 180000 g/mol, 50 g de dibloc-copolimer stiren-
butadienic cu un continut de 70% polistiren, avadnd masa moleculard de 100000 g/mol si
1,5 g de 2,6-ditert-butil-4-metilfenol. Amestecul se agitd pana la dizolvarea completa a
componentilor, obtindndu-se solutia de mascare care are urmatoarele proprietati:

- Viscozitatea cinematica la 25°C (Zahn, cupa 5): 36...40 s;

- Continut in solide: 8,5...8,6%.

Pelicula de mascare depusa din aceasta solutie prezintd urmatoarele proprietati:

- Rezistenta la tractiune: minimum 7,0 Mpa;

- Alungirea la rupere: minimum 600%;

- Rezistenta la jupuire: minimum 4,2 daN/25 mm.

Exemplul 6. intr-un recipient cu capacitatea de 1,51, prevazut cu agitare, se introduc
1655 g de tetracloretilend, 100 g de bloc-copolimer stiren-butadienic stelat cu un continut de
30,3% polistiren, avand masa moleculara de 180000 g/mol 55 g de dibloc-copolimer stiren-
butadienic cu un continut de 70% polistiren, avand masa moleculard de 100000 g/mol si
1,5 g de 2,6-ditert-butil-4-metilfenol. Amestecul se agitd pana la dizolvarea completa a
componentilor, obtindndu-se solutia de mascare care are urmatoarele proprietati:

- Viscozitatea cinematica la 25°C (Zahn, cupa 5): 34...38 s;

- Continut in solide: 8,5...8,6%.

Pelicula de mascare depusa din aceasta solutie prezintd urmatoarele proprietati:

- Rezistenta la tractiune: minimum 6,7 Mpa;

- Alungirea la rupere: minimum 550%;

- Rezistenta la jupuire: minimum 3,7 daN/25 mm.
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Revendicare

Procedeu de obtinere a agentilor de mascare si protectie a metalelor supuse
uzinajului chimic, pe bazad de soluti de bloc-copolomeri si dibloc-copolimeri stiren-
butadienici, caracterizat prin aceea ca se dizolva sub agitare continud un amestec de 100
parti de bloc-copolimer stiren-butadienic stelat cu un continut de 30,3% polistiren, avand
masa moleculard de 180000 g/mol, si 45...60 parti, preferabil 50...55 parti de dibloc-
copolimer stiren-butadienic, cu un continut de 70% polistiren, avadnd masa moleculara
selectata dintre 80000 si 100000 g/mol, in tetracloretilend, la o concentratie finala de
8,5...8,6%.

Editare §i tehnoredactare computerizaté - OSIM
Tip&rit sub comanda nr. 660/2012




